
会誌「溶射」コールドスプレー特集の HPでの閲覧 

 

 会誌『溶射』第 47 巻第 3 号（2010 年 7 月発行）から第 48 巻第 3 号（2011 年 7 月発行）に掲載した

下記の技術講座「コールドスプレー特集」を学会の HP で公開しました． 
コールドスプレーの基礎から応用までの概要を第一線でご活躍の研究者に執筆いただいた解説です．

会員含め，これからコールドスプレーを勉強しはじめる方にも入門としては最適かと思います． 
 なお，無償でダウンロードし閲覧はできますが，印刷などはできません．以下のように販売も行いま

すので，ご希望があれば事務局までご連絡ください． 
 CD-R（全論文収録：印刷可） 会員価格 5,000 円，非会員価格 10,000 円 
 プリント（一論文）      会員価格 2,000 円，非会員価格 4,000 円 

 

ファイルのダウンロードはここから（クリックください） 

 

＜閲覧上の注意＞ 
 内容の著作権は日本溶射学会が所有します． 
 無断転載を禁止します． 
 閲覧にはブラウザや Adobe Reader などのソフトが必要です．（Adobe Reader，Adobe 

Acrobat は Adobe Systems Incorporated の商標です．） 
2013 年 1 月 編集委員会 
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